
第 67回応用物理学会春季学術講演会

ERA ERA

ERA

ERA

ERA

ERAERA

EIS

ELS

ELS

ELS
ELS

ELS

EISERA

ERA
EIS

https://www.elionix.co.jp

応用物理学会ランチョンセミナー用の広告データ
原稿サイズ : 天地 260mm x 左右 180mm / 4℃
原稿締切日 : 2 月 10 日（月） 17 時
提出データ形式 : PDF, Illustrator（アウトライン化、画像埋め込みをお願いします。）

2020.02.03

● 会　場：上智大学四谷キャンパス
　　　　　　　　　          A404（6号館4階）

● 日　時：2020年3月13日（金）12:10～12:50

● 演　目：「電子ビーム描画方式を用いた
　　　　　　　　　        超高スループット加工」
　　　     ：「ECRイオンビームによる成膜・エッチング
　　　　                 連続プロセスアプリケーション」

超高スループット電子ビーム加工装置

ELF-10000
小型ECRイオンシャワー装置

EIS-200DE


